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1. Физико-химические технологии, основные термины и определения.
2. Физико-химические технологии, классификация технологического процесса.

3. Характеристики КПЭ, классификация КПЭ, применение КПЭ.

4. Радиационная технология, действия РПТ, фазовые и структурные изменения при РПТ.

5. Тепловые действия КПЭ и ионных (электронных) потоков на поверхность.

6. Реальные и идеальные источники нагрева.

7. Идеализация источников, применимость идеализации.

8. Действие источников во времени.

9. Классификация тел на которые действует источник.

10. Оценка теплообмена на поверхности нагреваемого тела (пример).

11. Температурное поле мгновенного точечного источника. Цель анализа температурного поля.

12. Анализ температурного поля (задача 1, задача 2).

13. КПД нагрева.

14. Непрерывно действующий источник на полубесконечное тело. Температурное поле точечного непрерывно действующего источника теплоты в полубесконечном теле.

15. Импульсный источник нагрева действующий на полубесконечное тело. Температурное поле импульсного источника.

16. Действие источников теплоты на пластины и стержни. Распределение температуры в зависимости от радиуса при фиксированном времени. Температурное поле нормально распределенного постоянно действующего неподвижного источника.
17. Критические плотности мощности. 2-ая, 3-я критическая плотность поверхностной мощности.

18. ЭЭО, контактное и бесконтактное разрушение.

19. Виды разряда. Технология ЭЭО. Физическая модель ЭЭО.

20. Теория пробоя. Вакуумный пробой, пробой в газах, пробой в жидкостях.

21. Гипотезы пробоя в жидкостях. Диэлектрические среды.

22. Процессы в столбе электрического разряда. Дуговой разряд.

23. Распределение температуры и электропроводности по диаметру канала разряда. Виды излучения. Термодинамическое равновесие в плазме (пример неодинаковости температур).

24. Квантовая модель электрического разряда. Приэлектродные явления электрического разряда.

25. Искровой разряд. Эквивалентная схема искрового разряда. Схема генерации искровых разрядов (конденсаторная схема). Баланс мощности в искровом разряде.

26. Баланс энергии на поверхности электродов. Компоненты входящие в баланс энергии.

27. Тепловые задачи при искровом импульсном разряде. Влияние параметров материала на оптимальную длительность.
28. Газо-гидро динамические процессы в МЭП. Газовый пузырь.

29. Термомеханические процессы на поверхностях электродов.
30. Интегральные характеристики процесса ЭЭО. Глубина измененного слоя.

31. Зависимость параметров обработки от величины МЭП.

32. Технологические схемы ЭЭО. ВЭЭО. 

33. Формирование паза при ЭЭО. Ширина паза при ВЭЭО.

34. Зависимость производительности ВЭЭО от толщины детали. Сравнение вырезной и прошивочной обработки. 

35. Пути повышения точности и качества ВЭЭО. ЭЭО наклонной проволокой (коническая резка).

36. Проектирование технологических операций  ВЭЭО.

